
ピークの分離パターンを変更したい 

 

隣接している二つのピークがベースライン分割(完全分離)されているが、垂直分割したい場合に
[手動波形処理ツールバー]の[強制ベースライン]ボタンを使います。（垂直分割されているピーク
をベースライン分割させたい場合にも同様にできます。） 
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